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Wanna galwaniczna do kwasnych proceséw elektrochemicznych anodowych, zimnych

Przedmiotem wynalazku jest wysokowydajna chtodzona woda wanna galwaniczna przeznaczona do kwas-
nych proceséw elektrochemicznych anodowych, zimnych, umozliwiajaca skuteczne odprowadzanie z elektrolitu
ciepta wywiazujacego sie w czasie elektrolizy.

Znane dotychczas wanny galwaniczne do kwasnych proceséw elektrochemicznych anodowych, zimnych,
swoim rozwigzaniem konstrukcyjnym uktadu chtodzenia elektrolitu uniemozlivo)iajq prowadzenie wysokowydaj-
nego ciagtego procesu elektrochemicznego. Niskosprawny uktad chtodzenia wanny, polegajgcy ria odprowadza-
niu ciepta z elektrolitu do wody chtodzacej zawartej w ptaszczu wanny poprzez wewnatrz umieszczong ofowia-
ng wyktadzing wanny, sciane stalowg ptaszcza i szczeling powietrzng migedzy nimi zawartg, ogranicza gesto$é
pradu, czynigc wanng matowydajng, poniewaz przyrost ciepta w elektrolicie nie jest ré(wnowazony jego odpro-
wadzeniem. W wannach tych pomimo stosowania dodatkowych urzadzeri chtodzacych elektrolit utozonych na
dnie wanny w postaci wezownic otowianych przez, ktére przeptywa woda, temperatura elektrolitu przekracza
okreslone wartosci okoto 20°C powodujac przez to przerwy w pracy. Stosowane wanny sq ponadto szerokie
z uwagi na wyposaZenie w minimum trzy elektrody to jest jednej anody i dwdch katod w postaci szyn, rur lub
pretow.

Celem wynalazku jest umozliwienie ciggtego prowadzenia maksymalnie wydajnego elektrochemicznego
procesu anodowego, zimnego przy utrzymaniu temperatury elektrolitu w zakresie okoto 20°C. Cel ten zostat
osiggniety przez zastosowanie do kwasnych proceséw elektrochemicznych anodowych, zimnych wanny galwa-
nicznej nowej konstrukcji w ktdrej rozwigzano sposéb intensywnego chtodzenia elektrolitu.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku na ktérym fig. 1 — przedstawia wanne galwaniczng
w przekroju a fig. 2 — wanng w widoku z géry. Wanna galwaniczna wedtug wynalazku zbudowana jest ze stalo-
wego ptaszcza 1 zewnetrznego, wewngtrz ktérego usytuowana jest w koszu 2 stalowvm, kadZ 3 wykonana
z blachy otowianej. Celem zwigkszenie powierzchni chtodzacej kadz 3 posiada od strony wewnetrznej w ktérej
miesci sig elektrolit jak i od strony zewnetrznej bezposrednio chtodzonej wodg biezgcq uzebrowanie 4. Wanna
wedtug wynalazku posiada tylko jedng elektrodg 5w formie drazka to jest anode, natomiast katoda jest kadz 3.



2 " 80481

W ten sposéh rozwigzana konstrukcja wanny galwanicznej umozliwia intensywne chtodzenis elektrolitu
i prowadzenia wysokowydajnego ciagtego elektrochemicznego procesu anodowego, na przyktad usuwania wadli-
wych powtok ochronnych chromowo-niklowych z czgsci stalowych, Zzeliwnych, miedzianych itp,

ZastrzeZenia patentowe

1. Wanna galwaniczna przeznaczona do kwasnych elektrochemicznych proceséw anodowych, zimnych,
pozwalajaca na skuteczne odprowadzanie ciepta powstajacego w elektrolicie w czasie trwania procesu anodowe-
gb, znamienna tym, Ze wykonana jest z ptaszcza (1) stalowego wewnatrz ktérego umieszczona jest w koszu (2)
stalowym kadz (3) wykonana z blachy ofowianej.

2. Wanna galwaniczna wedtug zastrz. 1, znamienna tym, Ze kad2 (3) wykonana z blachy otowianej posiada
od strony wewnetrznej i zewnetrznej uzebrowania (4).

3. Wanna galwaniczna wedtug zastrz. 1 i 2 znamienna tym, Ze katode w niej stanowi kadZ (3) z u2ebrowa-
niem (4). '
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